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Развитие тонкопленочных технологий стимулирует разработку новых 
и совершенствование известных методов неразрушающего контроля 
свойств многослойных структур. При этом актуальна проблема 
прецизионного определения толщины и показателя преломления слоев, 
составляющих эти структуры. Методы рефлектометрии, основанные на 
анализе угловых распределений коэффициента отражения пучков 
зондирующего излучения, позволяют осуществлять контроль указанных 
параметров. Однако ее возможности в случае исследования свойств 
наноразмерных структур изучены мало, что во многом обусловлено 
высокими требованиями к точности при исследовании таких структур. 
Данная работа посвящена решению задачи оптимизации положения точки 
ввода зондирующего излучения в оптической рефлектометрии и анализу его 
влияния на точность восстановления параметров тонких металлических 
слоев на подложке. 

Оптический контроль наноразмерных металлических покрытий 
представляет определенный интерес для микроэлектроники. 
Принципиальная схема установки для измерения распределения ( )R   
приведена на рис. 1.  

 

 
 
 

Рис. 1. Схема установки для измерения угловой зависимости коэффициента 
отражения светового пучка: 1 – источник излучения; 2 – коллиматор; 3 – делитель пучка; 
4, 7 – аттенюатор; 8 – модулятор; 5 – поляризатор; 6 – тонкопленочная структура на 
подложке; 9 – фотоприемник; 10 – аналогово-цифровой преобразователь;                       
11 – персональный компьютер 
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Исследование посвящено моделированию и анализу игровой схемы               

в теории игр для оптимизации выпуска продукции на ЗАО «СВIТАНАК», 
специализирующий на выпуске детской одежды. Одной из проблем 
предприятия является совершенствование производственной программы            
с целью улучшения финансового состояния предприятия.  

Для построения модели выбираем двух игроков: покупателя и 
производителя. Их интересы противоположны. Стратегия производителя: 
продавать товар при низком, среднем и высоком уровнях спроса. Стратегия 
потребителя: покупать товар при низком, среднем и высоком уровнях 
предложения. В разработанной матрице игровой схемы представлены данные 
об объёмах реализации в зависимости от уровня спроса (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Матрица игровой схемы 
 
По критерию Вальда можно принять любую из трех стратегий. 
По критерию Байеса выбираем третью стратегию, что соответствует 

высокому предложению и спросу. 
По критерию Севиджа, который заключается в минимизации потерь и 

сожалений по поводу упущенной выгоды, выбираем третью стратегию. 
Критериям Гурвица и Лапласа также соответствует третья стратегия. 
Делаем вывод, что по всем моделям оптимальная стратегия – продавать 

продукцию при максимальном спросе. Применение теории игр для решения 
задач оптимизации для выпуска продукции на ЗАО «СВIТАНАК» является 
приемлемым и целесообразным. Помогает максимизировать материально 
обоснованный результат моделирования игровой схемы и 
проиллюстрировать реальную рыночную ситуацию. 

 




